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» PLYTKI CERAMICZNE BASENOWE

- BOTAMENT CF200 lub
- MULTIFUGE Diamond MAX
* ZAPRAWA KLEJOWA
- MULTILIGHT lub
- BOTAMENT M21HP
- MULTISTONE (do mozaiki szklanej)

* WYPELNIENIE SPOIN - ZAPRAWA CHEMOODPORNA

* IZOLACJA PRZECIWWODNA - BOTAMENT MD28

* PROFILACJA, KOREKTA WYMIAROW ORAZ
UZUPELNIENIE UBYTKOW - SYSTEM BOTAMENT

+ ZELBETOWA NIECKA BASENU - PLYTA DENNA
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